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Abstract (en)
The device (1) has a core (2) from which applicator structures (6) extend away. The device is produced by a primary shaping process, with the
applicator structures (5) extending along a longitudinal axis (L) of the core. The central axis (M) of the applicator structure (5) is formed with
corrugation whose curvature changes and spans the central axis of the applicator structure completely in a plane.

Abstract (de)
Die Erfindung betrifft eine Applikatoreinrichtung, insbesondere für einen Mascaraapplikator , die einen Kern (2) aufweist, von dem sich
Auftragsorgane (6) wegerstrecken, wobei die Applikatoreinrichtung (1) mittels eines Urformverfahrens hergestellt ist, dass zumindest bereichsweise
die Auftragsorgane (5) in Längserstreckung (100) entlang einer Längsachse (L) des Kerns (2) gesehen in Reihen (R 1 , R 2 , R 3 ) angeordnet
sind und eine Mittelachse (M) aufweisen, wobei die Mittelachse (M) der Auftragsorgane (5) zumindest eine Wellung mit mindestens einen
Krümmungswechsel aufweist und die Mittelachse (M) eines Auftragsorgans (5) vollständig oder im Wesentlichen vollständig in einer Ebene (E) liegt
oder eine Ebene (E) aufspannt.
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